


















专利名称(译) 阵列基板及其制造方法，显示装置

公开(公告)号 US20190109153A1 公开(公告)日 2019-04-11

申请号 US15/992352 申请日 2018-05-30

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 WANG GUOYING
SONG ZHEN

发明人 WANG, GUOYING
SONG, ZHEN

IPC分类号 H01L27/12

CPC分类号 H01L27/124 H01L27/1248 H01L27/1262 H01L27/156 H01L27/3258 H01L51/5209 H01L51/5218 
H01L51/5271 H01L27/3272

优先权 201710943227.3 2017-10-11 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种阵列基板及其制造方法，显示装置。阵列基板包括基础
基板和布置在基础基板上的多个像素单元，每个像素单元包括薄膜晶体
管和电致发光器件，薄膜晶体管和电致发光器件依次布置在基础基板
上。在远离基础衬底的方向上，电致发光器件包括第一电极，发光层和
第二电极，它们在远离基础衬底的方向上连续排列，第一电极包括反射
材料，提供凸起结构在任何两个相邻的电致发光器件的第一电极之间，
电致发光器件的第一电极分别延伸到凸起结构的侧壁。
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